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摘要(译)

本发明提供了一种使用高分子化合物制造挠性发射极的方法。该方法包
括：在玻璃基板上以预定图案形成电致发光碳材料，以便在该玻璃基板
上形成发射极图案；在发射极图案和玻璃基板上形成预定高度的电极
层；在电极层上施加聚合物凝胶材料；固化聚合物凝胶材料；以及从玻
璃基板分离挠性发射极。
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